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AGENDA

1. Zespół i doświadczenia

2. Stan realizacji projektu

3. Technologia

4. Rynek materiałów III-V – aplikacje i perspektywy
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ZESPÓŁ I DOŚWIADCZENIA

› dr inż. hab. Włodzimierz Strupiński
› dr Marek Wesołowski 
› dr Walery Kołkowski

› dr Iwona Pasternak 
› tech. Michał Sikorski 

2010 r.

2015 r.
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REALIZACJA PROJEKTU

Dostawa nowego MOCVD Odbiór techniczny MOCVD

29.05.2019 11.09.2019 X-XII 2019

Opracowanie nowych 
technologiiPodpisanie umowy

20.09.2018

// Postępy
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TECHNOLOGIA

// Reaktor MOCVD – Aixtron 2800 G4 (State-of-the-art)
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TECHNOLOGIA

// Zastosowania półprzewodników

Złożone

III-V 
(GaAs, 

InP, GaN)

fotonika, 
mikro-

elektronika

III-N 
Azotki 
(GaN, 

AlGaN, 
InGaN)

Elektronika
mocy, 

fotodetektory
UV, LEDs&LDs

blue/white

II-VI 
(ZnS, 
ZnSe, 

HgCdTe)

Detektory 
podczerwieni, 
diody, lasery

IV – IV 
SiC, SiGe

Elektronika mocy

Proste

Si, Ge

mikroprocesory
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// Łańcuch wartości w przemyśle półprzewodnikowym

RYNEK

Podłoża
(GaAs, InP)

Półprzewodnikowe warstwy 
epitaksjalne

Chipy Komponenty Moduły, Podsystemy
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// Rynek dla materiałów półprzewodnikowych III-V

ROZWÓJ RYNKU I TECHNOLOGII

Zastosowania

Fotonika Komunikacja bezprzewodowa Komunikacja optyczna
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Przesył danych, mysz optyczna, 
drukarki

Skanowanie 3D, rozpoznawanie 
gestów

LIDAR

Zastosowania przemysłowe

// Rozwój VCSEL – kluczowy czynnik wzrostu

ROZWÓJ RYNKU I TECHNOLOGII
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TECHNOLOGIA

// Aplikacje

Rozpoznawanie 
twarzy i gestów Druk 3D

Industry
4.0

Robotyzacja

Samochody 
autonomicznePrzesył danych

LIDARY

Autofocus

Medycyna

Skanowanie
3D
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